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(54) DUNG DỊCH XỬ LÝ BỀ MẶT VÀ MÀNG QUANG HỌC



(21) 1-2019-02364 

(57)  Sáng chế đề cập đến dung dịch xử lý bề mặt và màng quang học. Dung dịch 

xử lý bề mặt gồm dung môi và chất xử lý bề mặt. Chất xử lý bề mặt là hợp chất 

ion gồm cation hữu cơ và có điểm nóng chảy lớn hơn hoặc bằng 25oC và nhỏ hơn 

hoặc bằng 50oC. 
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